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Filmes finos de poliestireno (PS) e de poliestireno de alto impacto (HIPS) tém aplicagdo em dispositivos Opticos tais
como guias de onda e sensores termo-opticos. Os resultados obtidos na caracterizacdo bem como a eficiéncia durante
0 uso destes filmes demonstram uma estreita relagdo com sua qualidade, quando produzidos pela técnica de spin
coating. O controle de parametros como espessura do filme, velocidade de rotacdo da centrifuga, viscosidade do
polimero em solucéo, concentracdo das solucdes poliméricas, tipo de solvente e limpeza dos substratos é crucial para
a producdo de filmes de boa qualidade Optica. As espessuras dos filmes finos, adequada a cada técnica de
caracterizacdo, também podem ser previstas, seguindo uma relagdo empirica (1), variando parametros de velocidade
da centrifuga (spin coater) e concentracdo das solucdes poliméricas. Nesse trabalho, foram produzidos filmes finos
pela técnica de spin coating. Os filmes obtidos foram caracterizados quanto a sua espessura e rugosidade, em um
perfildmetro, e pelo seu indice de refragdo n (A) em um elipsometro. O solvente tolueno se mostrou adequado na
preparacdo dos filmes tanto de PS como de HIPS. As medidas de espessura e rugosidade foram feitas indicando que
os filmes produzidos apresentaram baixa rugosidade e boa qualidade dptica. Observou-se ainda que os filmes de PS
possuem menor rugosidade que os de HIPS. Os valores de indice de refracdo n (A) dos filmes de PS ficaram de
acordo com aqueles encontrados na literatura.
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